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摘要(译)

本发明提供一种有机EL面板及其形成方法，在叠层于有机EL元件的同一
发光区域上的多个层的成膜区域被判定为成膜不良的情况下，可以判断
出所叠层的层中哪一层为不良。在进行成膜时，使被叠层在发光区域(s)
上的层(a～c)的成膜区域具有被故意形成的叠合错位(e1～e3)。
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